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fermentacyjnych
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do ciag-
tego rozdzielania piany na jej skladniki ciekle i
gazowe, szczegblnie do bezpianowego odprowadza-
nia produktéw reakecji z pojemniké6w fermentacyj-
nych. W wielu procesach wymagajgcych dla ich
cigglego przebiegu stalego doplywu i dokladnego
mieszania gazéw z cieczami, powstajace wskutek
dyspersyjnego wymieszania faz gazowych i ciek-
tych piany sa tak trwate, ze odprowadzanie osobno
gazowych i cieklych produktéw reakcji nie jest
mozliwe, jezeli nie zastosuje sie urzadzen dodat-
kowych.

Znane jest stosowanie urzgdzen dodatkowych
takich jak separatory cyklonowe, pojemniki poSred-
nie z plaszezyznami odbijajacymi itd. Urzadzenia
dodatkowe sa zbedne woéwczas gdy w spos6b cigg-
ly doprowadza sie substancje rozkladajace piane.
Doprowadzanie substancji rozkladajacych piane
moze byé jednak niepozadane lub szkodliwe w wie-
lu procesach, szczegbélnie w procesach mikrobiolo-
gicznych prowadzonych w pojemnikach fermenta-
cyjnych.

Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogod-
no$ci tak aby prostymi $rodkami przeprowadzi¢
szybkie i niezawodne zniszczenie piany wzglednie
jej rozklad na skladniki.

Zgodnie z wytyczonym zadaniem urzgadzenie do
bezpianowego odprowadzania gazowych produk-
tébw reakcji umozliwia daleko posuniete rozdziela-
nie skladnikéw gazowych i cieklych, szczeg6lnie
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bezpianowe odprowadzanie cze$ci skltadowych gazo-
wych na przyklad produktéw reakcji z pojemnika
fermentacyjnego, przy optymalnym oddzieleniu cie-
czy. Urzadzenie znamienne jest tym, ze na wale
obrotowym w zasiegu piany umieszczone sg leje,
ktére wprowadzone sa swoimi ostrymi koncami do
szerokich koncéw lejow sasiednich a ich wzajemnie
réwnolegte §cianki ustawione sa w pewnyni odste-
pie. .

Urzadzenie wedlug wynalazku jest dokladnie wy-
jaénione na podstawie jego przykladu wykonania.
Przykladowo realizacja wynalazku przedstawiona
jest schematycznie na =zalgczonym rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia przekr6j pionowy urza-
dzenia wzdluz linii I—I na fig. 2 oraz fig. 2 przed-
stawiajacq przekréj fig. 1 wzdiuz linii IT—II.

Jak uwidoczniono na figurze 1 i 2 urzadzenie
wedlug wynalazku sklada sie gléwnie z wielu — w
przedstawionym wariancie wykonania — z trzech
lejéw 1, 2, 3 ustawionych jeden nad drugim. Dwa
z nich wprowadzone sg swoimi ostrymi koficami 4
tak daleko w szerokie konce 5 lejow sgsiednich, ze
wzajemnie réwnolegle Scianki 6, wykazujg niewiel-
ki odstep miedzy soba. Odstep ten moze byé na
przyktad tak duzy, ze zebro 7 zachowujace w za-
sadzie kierunek promieniowy, umocowane na $cia-
nie wewnetrznej kazdego leja, moze przylegac
swojg wolng krawedzig do §ciany zewnetrznej ko-
lejno nastepujacego leja lub zachowacé jeszcze pe-
wien niewielki odstep od niego. Gazowe skladniki
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piany odprowadza si¢ migdzy kazdymi dwoma sg-
siadujgcymi zebrami 7, przez kanal dochodzacy w
jego koncu, to jest w miejscu zamocowania ostrego
konca 4 leja na wydrazonym wale 8, poprzez otwor
9 do kanalu zbiorczego watu 10. Ciecz natomiast,
ktéra oddziela sie od skladnikéw gazowych wsku-
tek réznicy ciezaréw wiasciwych pod wplywem si-
ly odsrodkowej powstajacej w czasie ruchu obro-
towego walu, dochodzi do $ciany wewnetrznej leja
ograniczajgcego kanal! miedzy dwoma zebrami.
Przy zastosowaniu urzgdzenia w mieszalnikach dla
procesOw fermentacyjnych montuje sie je korzy-
stnie na wale 11 mieszadia 13 znajdujgcego sie w
pojemniku 12. Z drobnej i trwatej piany, powsta-
jacej w czasie trwania procesu zachodzgcego w po-
jemniku 12 bardzo trudno jest normalnym sposo-
bem oddzieli¢ skladniki ciekle od gazowych. Ciekle
produkty reakcji odprowadzane sg wprawdzie po-
przez kréciec pojemnika 14, jednak sg one jeszcze
silnie spienione i zawierajg gazowe produkty reak-
cji. R6wniez w tym przypadku jest wiec bardzo
wazne odprowadzanie glownej iloSci gazéw zuzy-
tych, jezeli jak jest to wymagane przy metodach
mikrobiologicznych — duze ilosci gazu (powietrza
lub tlenu), a réwniez weglowodoré6w, doprowadza-
ne sg dla podtrzymania przebiegu procesu ciggle
do stosunkowo matego pojemnika 12. Zebra 7 umo-
cowane do Scian wewnetrznych lejéw 1, 2, 3, po-
rywaja z latwoscig piane w czasie ruchu obrotowe-

go, pod dzialaniem sily odsrodkowej, nastepuje
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rozklad piany na skladniki ciekle i gazowe, wsku-
tek czego tylko cze$¢ gazowa doplywa ku szezyto-
wi stozka, przedostajac sie przez otwory 9 w stanie
catlkowicie wolnym od cieczy do kanalu zbiorcze-
go watu 10, skad zostaje odprowadzona na zew-
natrz.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do bezpianowego odprowadzania
gazowych  produktow - reakecji  lub nadmiaru
gazéw w szczegblnosci pojemniké6w fermentacyj-
nych, znamienne tym, ze na wale obrotowym (11)
osadzone sg w zasiegu piany leje (1, 2, 3,) z ktérych
kazdy wprowadzony jest ostrym koncem (4) do
szerokiego konca (5) sgsiedniego leja, a $cianki ich
wzajemnie réwnoleglte (6) zachowujg odstep po-
miedzy sobg.

2. Urzgdzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze wat (11), na ktérym zamocowane s3g leje (1, 2, 3,)
posiada otwory (9) na pewnej czesSci swej dilugosci,
ktére zaczynaja sie w miejscu pomiedzy sgsied-
nimi ostrymi koncami (4) lejow (1, 2, 3,) przebiega-
ja w wydrazonym wale (8) i zbiegajg sie w kanale
zbiorczym watu (10).

3. Urzadzenie wedlug =zastrz. 1 i 2, znamienne
tym, ze na stozkowej $cianie wewnetrznej lejow
(1, 2, 3,) osadzone sg w zasadzie promieniowo zeb-
ra (7).

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 do 3, znamienne
tym, ze jest ono zamocowane na wale mieszalnika
(13). :

Fig.2
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